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CONTEUDO PROGRAMATICO DA OFICINA DE REDACAO DE
PATENTES NA AREA QUIMICA PARA NITs

JUSTIFICATIVA: Este Curso esta sendo realizado com base em um Protocolo de Intencdes
assinado entre o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e a Secretaria de Estado
da Ciéncia e Tecnologia do Parana (SETI), por intermédio da Agéncia Paranaense de
Propriedade Industrial — APPI e da Rede Paranaense de Propriedade Intelectual, com o
objetivo de capacitar recursos humanos para as atividades de difusdo dos sistemas de
propriedade industrial e de disseminacdo da importancia da informacao tecnoldgica contida
nos documentos de patentes.

OBJETIVO: Propiciar a redacédo de um pedido de patente

PUBLICO ALVO: Pesquisadores, professores e demais técnicos atuantes nos nucleos de
gestédo tecnolodgica e de propriedade industrial.

REALIZAQAO: REDE PARANAENSE DE GESTAO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL
Data: 17 a 19 de outubro de 2007.

Horario: 08:30 as 18:00 horas.
Carga Horaria: 24 horas

LOCAL: SETI/ TECNOCENTRO
Rua Prefeito Lothario Meissner, 350 - Jardim Botanico

Curitiba — Parana

PROGRAMACAO:
17/10 18/10 19/10
Horéario

8:30 as Revisdo de | Redacdo de | Redacéo de
10:00 conceitos Patentes Patentes

10:00 a Coffee- Coffee- Coffee-
10:15 Break Break Break

10:15 as Revisdo de | Redacdo de | Redacéo de
11:45 conceitos Patentes Patentes

11:45 as Almoco Almoco Almoco
13:20

13:20 as Redacdo de | Redacdo de | Redacédo de
15:00 Patentes Patentes Patentes

15:00 as Coffee- Coffee- Coffee-
15:15 Break Break Break

15:15 as Redacdo de | Redacdo de | Redacédo de
16:50 Patentes Patentes | Patentes
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REVISAO DE CONCEITOS
Definigdes - Patente de Invencgéo / Patente de Modelo de Utilidade

Novidade, Atividade Inventiva / Ato Inventivo, Aplicacao Industrial, Suficiéncia Descritiva
Estado da técnica

Estrutura do documento de patente

Categorias de reivindicacdes

Estudos de casos (trés casos)

PRE REQUISITO: O sucesso do curso depende do conhecimento de alguns conceitos, os quais
sdo as ferramentas basicas para a redacao de um pedido de patente. Conseglientemente, o inscrito
deverd, no minimo, efetuar a leitura da Lei da Propriedade Industrial, Lei N° 9.279 de 14/05/1996, e
do Ato Normativo 127/1997.

INSTRUTORA: Elisabeth Omar Ribeiro da Rosa (INPI)

Curriculum vitae: Engenheira Quimica formada pela Escola de Quimica da UFRJ; Especialista em
Propriedade Industrial formada pela Organizacdo Mundial da Propriedade Intelectual com
treinamento no Escritorio de Patentes dos Estados Unidos (USPTO); Pesquisadora Titular do
Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI; Mestre e Doutora em Ciéncia e Tecnologia de
Polimeros pelo Instituto de Macromoléculas Professora Eloisa Mano - IMA/UFRJ; Pesquisadora do
Grupo de Gestao Tecnoldgica do IMA/UFRJ.

INSCRICOES

Inscri¢cdes pela internet no site da APPI: http://www.tecpar.br/appi
Valor da Inscri¢cdo: R$ 100,00

Dados para deposito

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agéncia: 0813

Cddigo de Operacao: 003

Conta Corrente: 00000142-7
Favorecido: REPARTE

CNPJ: 04.263.329.0001-04

Obs: encaminhar comprovante do depdsito bancario por fax n°® 0 XX 41- 3281-7402 aos cuidados
de Christina ou por e-mail para appi@tecpar.br
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